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Per Tintenstrahl gedruckte Elektroden in OLEDs

Forscher des HySPRINT-Verbundlabors GenFab (Generative Manufacturing Processes for Hybrid
Components) der Humboldt-Universitat zu Berlin (HU) und des Helmholtz-Zentrums Berlin
(HZB) haben eine vom Berliner Unternehmen OrelTech hergestellte leitfahige Tinte erfolgreich
in l1dsungsprozessierten organischen LEDs integriert.

Nach dem Drucken der partikelfreien Silbertinte wird
ein Argonplasma verwendet, um die Silberionen in
der Tinte zu metallischem Silber zu reduzieren. ,Da
dieser Prozess bei niedriger Temperatur stattfindet,
eignet er sich fir temperaturempfindliche Substrate
wie flexible Kunststofffolien", erklart Dr. Konstantin
Livanov, Mitbegriinder und Technischer Leiter von
OrelTech. Die Forscher stellten organische Leuchtdi-
oden unter Verwendung der Silbertinte als transpa- /
rente leitende Elektrode auf dem flexiblen Substrat B o :

. i i i Die OLEDs basierend auf der OrelTech Tinte leuchten
PET her. Die resultierenden Bauteile zeigen ver- auch bei Verbiegen.
gleichbare Lichtleistungseigenschaften wie diejeni-
gen, die auf dem ansonsten weit verbreiteten Indiumzinnoxid (ITO) basieren. Entscheidend ist
jedoch, dass die Silberelektroden beim mechanischen Biegen eine Uberlegene Stabilitdt gegen-
Uber ITO zeigten. Dr. Felix Hermerschmidt, leitender Forscher im gemeinsamen Labor von HU
und HZB, bestadtigt: "Die auf der OrelTech-Tinte basierenden OLEDs bleiben noch bei solch ei-
nem Biegeradius intakt, bei dem die auf ITO basierenden OLEDs briichig werden und versa-
gen." Dies erdffnet verschiedene Anwendungsmaglichkeiten fir die gedruckten Bauelemente.
Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift "Flexible and Printed Electronics" veréffentlicht und ist
Open Access verfiigbar. GenFab, unter der Leitung des IRIS Adlershof Mitglieds Prof. List-
Kratochvil, zieht flir weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Labore und Bliros im
neuen IRIS-Forschungsgebaude ein.
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